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Priloha ¢. 1 — technicka specifikace

Pfedmétem vefejné zakazky je dodavka laboratofe kvantovych technologii a nanostruktur v nize
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TECHNICKA SPECIFIKACE

uvedenych minimalnich parametrech (dale jen ,laboratof*).

Laboratof se bude skladat z:
kombinovaného systému pro nizkotlaké nanaseni tenkych vrstev

univerzalni kompaktni plazmové Upravny a Cisti¢ky povrchu s pfislusenstvim
Uzkopasmového zdroje korelovanych para fotona s pfisluSenstvim
Fabry-Perotova rezonatoru pro 810 nm s pfislusenstvim (2 ks)
Fabry-Perotova rezonatoru pro 405 nm s pfislusenstvim (1 ks)

pfesného linearniho piezoposuvu s pfislusenstvim (2 ks)

Pockelsovy cely pro automatizované Fizeni polarizace s pfisluSenstvim
multikanalové pikosekundové Citaci jednotky se 2 detektory

1.
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Ad 1) Kombinovany systém pro nizkotlaké nanaseni tenkych vrstev musi spliovat / umoznovat

/ mit tyto nasledujici minimalni parametry:

popis parametru

dodavatelem nabidnuta hodnota

kompaktni stolni napraSovaci zafizeni
uréené k nandSeni povlakd s vysokym
rozliSenim mj. na vzorky pro elektronovou
mikroskopii (SEM, TEM)

kompaktni stolni napraSovaci zafizeni
uréené k nandaseni povlakd s vysokym
rozliSenim mj. na vzorky pro elektronovou
mikroskopii (SEM, TEM)

systém musi umozfiovat provoz jak v
rezimu naprasovani kovud, tak v rezimu
uhlikového napafovani

systém umozhuje provoz jak v rezimu
naprasovani kovu, tak v rezimu uhlikového
naparovani

systém musi mit automaticky Fidici systém
s dotykovym displejem pro snadné
ovladani

systém ma automaticky fidici systém s
dotykovym displejem pro snadné ovladani

fizeni pristroje musi umoznovat | Fizeni pfistroje umozriuje programovatelné
programovatelné receptury nanaseni | receptury nanaseni povlakii s nékolika
povlaki S nékolika uzivatelem | uZivatelem definovanymi parametry
definovanymi parametry

zafizeni musi umozZnovat nanaseni | zafizeni umozZfiuje nanaSeni tenkych

tenkych vrstev alespon téchto material(:
zlato (Au), platina (Pt), palladium (Pd),
chrom (Cr), titan (Ti), wolfram (W) a uhlik
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vrstev alespori téchto materiald: zlato (Au),
platina (Pt), palladium (Pd), chrom (Cr),
titan (Ti), wolfram (W) a uhlik (C)

komora musi byt vyrobena z odolného
prihledného materialu, aby bylo mozné
pozorovat proces nanaseni vrstev

komora je vyrobena z odolného
prihledného materialu, aby bylo mozné
pozorovat proces nanaseni vrstev

vnitini primér naprasovaci komory musi
byt alespori 150 mm

vnitini prdmér naprasovaci komory je vétsi
nez 150 mm

kombinace
dvoustupriové

soucasti bude vhodna
turbomolekularni a
rotacni vyvévy s filtrem

kombinace
dvoustupriové

soucasti je vhodna
turbomolekularni a
rotacni vyvévy s filtrem

komora musi byt odnimatelna pro snadné
Cidténi a musi zahrnovat systém ochrany

proti implozi

komora je byt odnimatelna pro snadné
Cisténi a musi zahrnovat systém ochrany
proti implozi




zarizeni musi obsahovat magnetronovou | zafizeni obsahuje magnetronovou
10. | naprasovaci hlavu pro terCe o | naprasovaci hlavu pro terée o
standardizovaném priméru 57 mm standardizovaném priméru 57 m
systém musi umoziiovat pfesnou kontrolu | systém umoziuje pfesnou kontrolu
11. | tloustky, pomoci vestavéného monitoru | tloustky pomoci vestavéného monitoru
tloustky vrstvy tloustky vrstvy
pfistroj zahrnuje automaticky rotator | pfistroj zahrnuje automaticky rotator
12. | vzorku s moznosti adaptace (pfikoupeni) | vzorku s moznosti adaptace (pfikoupeni)
pro nanaseni vrstev pod rliznymi Ghly pro nanaseni vrstev pod rdznymi thly
soucasti dodavky je alespori 1 ks Pd terCe | soucasti dodavky je 1 ks Pd terée o
13. | o tloustce alespon 0,1 mm a 1 ks uhlikové | tloustce 0,1 mm a 1 ks uhlikové tyce
tyce
14 samostatné pfivody pro alesporn dva plyny: | samostatné pfivody pro alespori dva plyny:
" | argon a dusik argon a dusik
15 moznost napafovani kovl ve sméru | moznost naparfovani kovi ve smeéru
" | nahoru (z lodi¢ky) i dolll (z ko$icku) nahoru (z lodi¢ky) i dolli (z koSicku)

Ad 2) Univerzalni kompaktni plazmova upravna a CistiCka povrchl s prislusenstvim musi

spliiovat / umoznovat / mit tyto nasledujici minimalni parametry:

popis parametru dodavatelem nabidnuta hodnota
pfistroj musi byt kompaktni stolni systém, | kompaktni stolni systém, vhodny pro
1. | vhodny pro nizkotlaké plazmové Ccisténi | nizkotlaké plazmové ¢€isténi povrchu,
povrchu, aktivaci a modifikaci materiald aktivaci a modifikaci materiald
plazmova distiCka musi podporovat provoz | plazmova distiCka podporujici provoz se
se dvéma oddélenymi fizenymi pfivody | dvéma oddélenymi fizenymi pfivody plynu,
2. | plynu, jednim pro kyslik (O;) a jednim pro | jednim pro kyslik (O;) a jednim pro inertni
inertni plyn (argon, dusik nebo jiny | plyn (argon, dusik nebo jiny)
kompatibilni plyn)
pfistroj musi byt vybaven automatickym | pfistroj je vybaven automatickym fizenim s
3 fizenim s programovatelnymi parametry | programovatelnymi parametry procesu pro
" | procesu pro reprodukovatelné osetfeni | reprodukovatelné oSetfeni povrch(, véetné
povrch(, v€etné fizeni poméru plynud fizeni poméru plyn(
souCasti bude tlakovy senzor a | soucasti je tlakovy senzor a kompatibilni
4. | kompatibilni vakuova vyvéva, kterou bude | vakuova vyvéva, vhodna i pro pouziti s
vhodna o pro pouziti s Cistym kyslikem Cistym kyslikem
5 integrované ovladani pomoci dotykového | integrované ovladani pomoci dotykového
" | LCD displeje s uhlopftickou alespori 5” LCD displeje s uhlopfickou 5.7”
vnitfni rozméry komory musi byt alespon | vnitfni rozméry komory 90 mm v priméru
90 mm v priméru a alespon 250 mm na | a 255 mm na délku; soucasti je |
6. | délku; soucasti bude i odnimatelna | odnimatelna zasuvna police pro ukladani
zasuvna police pro ukladani mensSich | mensich vzork
vzorkU
7 vzorkova komora musi mit prizor z | vzorkova komora s prizorem z odolného
" | odolného materialu pro nahled vzorku materialu pro nahled vzorku
8 vnéjsi rozmery CistiCky musi byt max 600 x | vnéjSi rozmery Cisticky €ini 520 mm x 550
" | 600 x 400 mm (SxVxH) mm x 286 mm
pfistroj musi byt vybaven bezpe€nostnim | pfistroj je vybaven bezpeénostnim
9. | blokovanim, které zabrani provozu, pokud | blokovanim, které zabrani provozu, pokud
neni komora fadné utésnéna neni komora fadné utésnéna
pfistroj musi umoznit ukladani pracovnich | pfistroj umoziiuje ukladani pracovnich
10. | receptll pro snadné a opakovatelné | receptl pro snadné a opakovatelné
nastaveni oSetfeni povrchu s trvanim




nastaveni oSetfeni
procest az 90 minut

povrchu s trvanim

procest az 90 minut

11.

vystupni vykon musi byt plynule laditelny
alesponi v rozsahu 0 - 100 W

vystupni vykon je plynule
rozsahu O - 100 W

laditelny v

Ad 3) Uzkopasmovy zdroj korelovanych pari fotont s pfislusenstvim musi spliiovat / umozhovat

/ mit tyto nasledujici minimalni parametry:

popis parametru dodavatelem nabidnuta hodnota

1 vinova délka generovanych foton 810 810 nm (£ 1 nm)
" | nm (£2nm)

5 spektralni Sitka pasma generovanych spektralni Sitka pasma generovanych
" | fotont < 0,25 nm fotoni < 0,25 nm

3 frekvence generovanych para fotond = 80 | frekvence generovanych part > 100 kHz
" | kHz

4. | Heralding Ratio = 0,25 Heralding Ration > 0,30

5 moznost ladéni vinové délky v rozsahu moznost ladéni vinové délky v rozsahu >
" | alespori 6 nm 8 nm

6. | stabilita vinové délky lepSi nez £ 0,15 nm | stabilita £ 0,1 nm

7. | moznost navazani vystupu do vlakna ANO

8 dvé kompatibilni PM (polarization 2 PM vlakna jsou soucasti
" | maintaining) vlakna

9 dva kompatibilni kolimatory s proménnou | dva kompatibilni kolimatory s promé&nnou
" | fokalni vzdalenosti fokalni vzdalenosti jsou soucasti

Ad 4) Fabry-Perotliv rezonator pro 810 nm s prislusenstvim musi spliovat / umoznovat / mit
tyto nasledujici minimalni parametry:

popis parametru dodavatelem nabidnuta hodnota
1 rozsah vinovych délek alespori 560-840 | rozsah vinovych délek 550-845 nm
nm
5 volny spektralni rozsah (FSR) v rozmezi | FSR 30 GHz
" | 25-60 GHz
3. | rozliseni < 100MHz <100 MHz
4. | finesa =300 finesa > 300
5. | piezo ovladani ANO
alespont dvoukanalovy piezo ovlada¢ | jeden dvoukanalovy piezo kontroler
6 kompatibilni s dodanymi rezonatory | kompatibilni se 2 ks vySe uvedenych
" | umoznuijici jejich provoz v rezimu filtru, | rezonatorl, umoznujici jejich provoz v
vCetné propojovacich kabell a napajeni. rezimu filtru, v¢€. kabelaze a napajeni




Ad 5) Fabry-Perotiv rezonator pro 405 nm s pfisluSenstvim musi spliovat / umoznovat / mit tyto

nasledujici minimalni parametry:

popis parametru dodavatelem nabidnuta hodnota
1 rozsah vinovych délek alespori 360-530 rozsah 350 — 535 nm
nm
5 volny spektralni rozsah (FSR) v rozmezi FSR 10 GHZ
" | 8-20 GHz
3. | rozliseni < 100MHz rozliSeni 67 MHz
4. | finesa =150 finesa > 150 (typicky ~180)
ovlada¢  kompatibilni s  dodanym | ovladaé kompatibilni s dodanym
5 rezonatorem umoziujici jeho provoz v | rezonatorem umoziujici jeho provoz v
" | rezimu skenujici F-P interferometr, véetné | reZimu skenujiciho F-P interferometru, vé.
propojovacich kabell a napajeni propojovacich kabell a napajeni

Ad 6) Presny linearni piezoposuv s prisluSenstvim musi spliovat / umoznovat / mit tyto

nasledujici minimalni parametry:

popis parametru dodavatelem nabidnuta hodnota
presny linearni piezo posuv s platformou s | 2 kusy pfesnych piezo-posuv( se siti
1. | montaznimi zavity, 2 kusy pro X-Y variantu | zavitl a moznosti pfimé montaze pro X-Y
variantu
2. | rozsah posuvu: = 25 mm rozsah posuvu 32 mm
3. | minimalni krok: < 50 nm minimalni krok < 50 nm
4. | rozlieni senzoru: £ 5 nm rozliSeni senzoru = 4 nm
5. | maximalni rychlost: 2 5 mm/s maximalni rychlost 6 mm/s
6. | maximalni horizontalni zatizeni: 2 250 g maximalni horizontalni zatizeni: 300 g
7 maximalni zatizeni v jakémkoli sméru: = 50 | max. zatizeni v jakémkoli sméru: 60 g
g
8 2 kompatibilni Fidici jednotky vé&etné | 2 kompatibilni fidici jednotky v&. napajeni
" | napdjeni a kabelaze a kabelaze jsou soucasti

Ad 7) Pockelsova cela pro automatizované fizeni polarizace s prisluSenstvim musi splnovat /
umoziovat / mit tyto nasledujici minimalni parametry:

popis parametru

dodavatelem nabidnuta hodnota

spektralni rozsah alespori 800-820 nm

rozsah > 700 — 900 nm

primér apertury alespon = 2,5 mm

primér Cisté apertury 2,5 mm
(krystal 3 mm x 3 mm)

kompatibilni fidici jednotka

fidici jednotka soucasti

kompatibilni vysokonapétovy zdroj

vysokonapétovy zdroj sou€asti

propojovaci kabely

propojovaci kabely soucasti
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justazni optomechanicky drzak

justazni drzak sou&asti




Ad 8) Multikanalova pikosekundova citaci jednotka se 2 detektory musi spliovat / umozinovat /

mit tyto nasledujici minimalni parametry:

popis parametru dodavatelem nabidnuta hodnota
vysoce vykonna c&asova zdakladna pro | vysoce vykonna c&asova zakladna pro
aplikace Casové korelovaného ¢Citani | aplikace TCSPC, d{asovani udalosti a
1 jednotlivych fotontt (TCSPC), ¢asovani | kvantovou optiku, vhodna pro
" | udalosti a kvantovou optiku, vhodna pro | vysokorychlostni zna¢eni ¢asu se sub-ns
vysokorychlostni  znaceni Casu se | rozliSenim
subnanosekundovym rozlisenim
zafizeni musi podporovat alespofi 4 | zafizeni podporuje 4 vstupni kanaly pro
vstupni kanaly pro soucasné c¢asové | soucasné cCasové znaceni udalosti
znaceni udalosti detekce fotonl; systém | detekce fotonli s moznosti budouciho
2. | musi byt pIné softwarové fizeny, s | rozs$ifenina az 18 kanalu;
podporou sbéru dat, analyzy a zpracovani | systétm je plné softwarové fizeny, s
signalu v realném Case. podporou sbéru dat, analyzy a zpracovani
signalu v realném Case
3 Casové rozliSeni (RMS jitter) casové | RMS jitter: 8 ps
" | zakladny: < 15 ps
4 rychlost datového toku ze zakladny do PC: | rychlost az 90 MTag/s pfes USB 3.0
" | alespon 75 MTag/s
5 maximalni vstupni frekvence: alespor 350 | max. vstupni frekvence: 475 MHz
" | MHz
6 rozsah napéti vstupniho signalu: alespori - | rozsah az -5V az +5 V
" | 3az+3V
7. | minimalni délka vstupniho pulzu: < 750 ps | minimalni délka vstupniho pulzu: 500 ps
8. | mrtva doba: alespori < 3 ns mrtva doba: 2,1 ns
2 ks ultra rychlych detektord s vysokou | 2 ks ultra-rychlych detektort s vysokou
9. | senzitivitou pro &itani jednotlivych fotond senzitivitou pro ¢itani jednotlivych foton(
jsou soucasti
10 maximalni  hodnoty @ FWHM jitteru | FWHM jiter detektoru: < 50 ps
" | detektoru: <50 ps (typicka hodnota ~ 35 ps)
11 primeér citlivé plochy detektorl: alespon 50 | prameér citlivé plochy detektord: 50 pm
um
12 kvantova ucinnost detektord: @810 nm | QE detektord @810 nm: > 10 %
" | alespori 10 %
13 max. kvantova Uuc&innost detektorll ve | max. QE detektorll @550 nm: >40 %
" | viditeIné oblasti dosahuje alespon 40 %
aktivni  chlazeni  detektori pomoci | aktivni  chlazeni  detektor  pomoci
14. . s . : . . .
Peltierova ¢lanku nebo vodniho okruhu Peltierova ¢lanku je soucasti
15. | Sum (dark count) < 50 cps Dark count < 50 cps




